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PROCEDIMIENTO PARA EL ENDURECIMIENTO DE RESINAS Y MEZCLAS DE RE­

SINAS ENDURECIOLES CON ACIDOS. .

FARSENFABHIKEN BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, antidad alemana,

residente en Leverkusen-Bayarutark, República Federal Alemana.

s.

¡ Ya se conoce si agregarla a las resinas^

, o a las mezclas dB resinas,enduracibles mediante ácidos,com­

puestos orgánicos halogsnados, por ejemplo, broaoformo, yodofor 

m°, tetrabromuro da carbono, hexabromoetano, bramal, 2,5-dimstil 

5. (^-tribromoacetofenona y 9,10-dibromoantraceno. Al irradiar ss-
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tas mezclas con luz ultravioleta se libelan ácidos de estos adi­

tivos que, a su vez, producen entonces el endurecimiento de las 

resinasjO bien da las mezclas da- resinas.Tales preparados se han

empleado ya, por ejemplo, an la técnica de reproducción (publi-
!'

5. caoión holandesa 6.512.S94).

La mayoría da los compuestos da halógeno 

da bajo peso molecular son sin embargo volátiles, tienen un olor 

penetrante e irritan la mucosa nasal. Algunos de ellos no son 

térmicamente totalmente estables por lo que los preparados mez- 

10. ciados con ellos no sa pueden almacenar durante largo tiempo.

El objeto de la invención es el empleó^ de 

derivados de benzofenona de fórmula ' ;

0!!

en la que

15. R = CH X; CHX : CX :1 2  2 3

= H; CĤ ; C ty ;  CHX̂ ; CX̂ ,

X o halógeno

como catalizadores de endurecimiento activables por luz ultra­

violeta para las resinas y las mezclas de resina qua endurecen 

201 con ácidos.

Estos compuestos no tienen las desventajas 

mencionadas. En comparación con los catalizadores de ácidos sen­

sibles a ala luz,hasta ahora conocidos,se destacan por lo gena-
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ral,además,por una mayor sensibilidad a la luz ultravioleta y, 

por lo .tanto una mayor reactividad. Por otra parta su estabili­

dad es tal que en mezcla con las resinas correspondientes, a 

temperatura ambiente, como también a temperatura ligeramente 

5. aumentada, se mantienen almacenables durante un tiempo arbi­

trario.
- Por ejemplo se pueden emplear los siguien­

tes compuestos para la finalidad de la presente invención: clo­

ruro p-benzoilbencílico, cloruro p-bsnzoilbenzálico, tricloruro 

10. p-benzoilbenzóico, bromuro-p-benzoilbencilico, bromuro p-benzoi¿ 

bsnzálico, tribromuro p-benzoilbsnzdico, 4,4'-bis-cloron,etil- 

benzofenona, 4,4'-bisdiclarometilbanzofenona, 4,4'-bist).'icloro- 

metilbenzofenona, 4,4'-M.sbromotnstilbenzofenona, 4,4'-bisdibro- 

í mometílbenzofenona, 4,4'-bistribromometilbenzofenona y triclo- 

15. ruro o-benzoilbenzóioo. También se pueden emplear las mezclas 

de estos compuestos.
Resinas adecuadas que se pueden endurecer 

con los catalizadores de la presente invención por los efectos 

de la luz son, por ejemplo: las resinas fenólicas y los amino- 
20, plastos, especialmente las resinas de urea y melamina, bien

solas o en combinación con otras resinas tales como nitrocelulo- 

sa, resinas alquídicas y otros poliésteres. Se pueden emplear 

como lacas, para fines de reproducción, por ejemplo,como las así - 

llamadas lacas foto-resistentes, o también para el recubrimien- 

25. to de textiles. Los compuestos de la presente invención pueden 

servir ádemás para el endurecimiento por ácidos da resinas epo- 

xi así pomo para la.activizacién de compuestos metilélicos, per 
ejemplo, metiloléteres de policarboxilamidas, tales como poli- 
acril- y -metacril-amidas y polímeros que contienen carbá-

30  ̂ midatos'de N-metilolamidas.



Convenientemente,sb agregan los compuea

tos reivindicados e las resinas en unas cantidades de aproxima­

damente un 0,1 a un 10, preferentemente de un 1 hasta un 6 % en 

peso, referido a la resina endurecible que, bajo circunstancias, 

puede estar disuelta en los disolventes usuales.

i Tales mezclas son en la oscuridad ilimi­

tadamente almacenables, al irradiar con luz ultravioleta, para 

cuya producción se emplean las fuentes de luz usuales, se ini­

cia sin embargo la gelificación deseada y se presenta el endu­

recimiento que, según la composición de la resina, se presenta 

inmediatamente o después del tiempo de cochura usual.

E0MPL0_1

Una laca endurecible por ácido se compo­

ne de los siguientes componentes: 60 partes en peso de una solu­

ción al 60 % de una resina alquídica en butanol (la resina al- 

quídica se obtuvo por condensación de 90,2 partes en pese de 

aceite de ricino, 123,4 partes sn peso de aceite da soja, 95,1 

partes en peso de trimetilolpropano, 76,3 partes en peso de pen- 

taeritrita, 14,3 partes en peso de ácido benzoico y 196,E par­

tes den peso de anhídrido ftálico hasta el índice de acidez 8 

y el índice de hidroxilo 170), 40 partes en peso de la solución 

al 60 ^ usual en el mercado da un eondensado de urea-formalda- 

hido en butanol, 7 partes en peso da glicol etílico, 7 partea 

en peso da butanol, 7 partes eh peso de etanol y 1 parte en pa­

so da úna solución de aceite de silicona al 1 % en xileno. Es- 

* ta laca se mezcló con los aditivos según la tabla. Las mezclas 

obtenidas se aplican con un aplicador de películas (100 ^u) so- 

6re placas de cristal y después se siguió tratando según la ta-
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bla. En los mecheros de alta presión empleados para la irradia­

ción se trata de un aparato de la Quarzlampengesellschaft m.b.H. 

Hanau (5500), que actúa sobre los revestimientos a una distan­

cia de 20 cm.



Iniciador
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Aditivo en partes Tiempo hasta el endurecimiento total sn 
en peso minutos irradiando con:

Luz diurna Mechero de al- Mecharo da al­
ta presión ta presión du­

rante 2 minu­
tos después luz 
diurna.

l) 4,4 '-bisbro- * 
mometilbenzo
fenona. 2,2 ^IBO 6 40

2) Bromuro p3 
bsnzoilben
cílico 1,6 )?180 8 40

3) Bromuro p- :
bencilban- ;
zálico 2,1

{

4) Cloruro p-
bonzoilben -i
zálico 1,¡6

)>180 6,5

^  180 5,5

40

30

5) Tricloruro '
p-benzoil- ,
benzoico 2,3 7̂ 180 6,5 30

¡

1



lambían después de un almacenamiento bajo 

oscuridad durante 5 mesas a temperatura ambiente mostraron los 

preparados 1 - 5 ,  cuando se endurecieron según la tabla, el 

mismo desarrollo de la reacción.

5.

88 partes sn peso de un poliéster, que co­

mo restos ácidoscontiene a aquellos del ácido tereftálico, co­

mo componentes alcohólicos bisfenol A bisetoxilado así como 

glicerina y que se condensó hasta una viscosidad de 50 segundos 

10. (medido en la copáa DIN en una solución al 40 % dsl poliéster'en 

acetato de etilglicol),12 partes en peso de hexa-bis-(metoxi- 

metil)-melamina y 3 partes en peso de tricloruro p-benzoilben- 

zóico se disolvieron en 500 partes en peso de cloruro metíMni-
co. Con esta solución se recubre igualadamente con un grosor do

)
15. 100 yujuna placa de metal y se deja secar al aire. Se obtiene

un revestimiento sólido libre de adhesivo. Este revestimiento
i

se irradia a través de un negativo durante 20 segundos con una 

luz de una lámpara de alta presión de mercurio retirada a 20 

cm (tipo Philips HPK-125 M). Después de calentar la placa rccu- 

20. bierta durante 20 minutos a 120SC se pueden soltar fácilmente 

con cloruro metilénico las partes sin exponer del revestimien­

to mientras que en las partes expuestas se ha formado un reves­

timiento fijo da buena adhesión.

N'?0 T A

25. Descrita suficientemente la naturaleza del

invento así como la manera de realizarlo en la práctica, debe

[
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hacerse constar que las disposiciones anteriormente indicadas 

son susceptibles de modificaciones de detalla en cuanto no al­

teren su principio fundamental. También se hace constar que el 

invento corresponde a una solicitud de patente presentada en 

g. Alemania n^ P 19 47 194.4 de 18 de septiembre ds 1969, acogién­

dose por lo tanto a los beneficios que conceden los Convenios 

Internacionales en vigor, siendo lo que constituye la esencia 

dal referido invento y por lo que se solicita Patente de Inven­

ción por 20 anos en España, sobre:PROCEDIMIENTO PARA EL ENDURE— 

10. CIMIENTO DE RESINAS Y MEZCLAS DE RESINAS EN0URECI3LES CON ACI­

DOS, caracterizándose por lo siguiente:

1.- Procedimiento para el endurecimiento de 

resinas y mezclas de resinas endurecibles con ácidos, caracte­

rizado porque a dicha resina o resinas se añade como catalizá­

is. dor del endurecimiento, activable por luz ultravioleta, un de­

rivado de benzofenona de fórmula

en la que R^ = CH^X? CHX^; CX^, R^ = H;

X = halógeno, como

20. j 2.- Procedimiento para el endurecimiento de

resinas y mezclas de resinas endurecibles con ácidos, tal y co­

mo quetjta sustancialmenta descrito en la presente Memoria.

t
i!

-  8 -

CH ; CH X; CHX: CX„, 3 2 2 3



Esta Memoria consta de 9 hojas escritas a

máquina por una solaceara.

Madrid Z 7  FEB.1973
EARSENEABRIKEM BAYER AKTIENGE3ELESCHAFT
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